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CHECK LIST

CLIENTE: MICHAEL ELAN DIAS CUSTODIO — 0.5 14334

VISTORIA: RONALDO

FOLGA |1 2 3 4 5 6 7 8

VALVS.

ADM 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

ESC 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
CARGA |1 2 3 4 5 6 7 8
MOLAS

ADM 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268
ESC 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268 | 145/268
VED. 1 2 3 4 5 6 7 8

SEDES

ADM v Vv Vv Vv Vv Vv Vv v

ESC v Vv Vv v v Vv Vv v

OBS: VEDAGAO OK VOLUME CAMARA: 44,8 CC
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ORCAMENTO

STUMPF

= TelFax: (45)99948-0123
EE BSYUMPF

RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL ! FR

:A ECD TEE CEF: B5818670 CMPJ: 33826228000194)
E-mail: cabecotesstumpfi@gmail. com
o

Data: 25/07/2023 ORCAMENTO g a- a4 4;?:;
Cliemte: MICHAEL ELAN DIAS CUSTODIO

CPRCHNP): D3T48777184 Fone: (D6E)80E26-28 Fone 2

Enderago:

Veiculo: Placa:

DESCRICAOQ DAS PECAS E/OU SERVICOS

Cod. Descrigio Quant. UN

1252 BANHO QUIMICO 1.0 SE

1.268 MATERIAL DE LIMPEZA, 1.0 SE

1.253 TESTE DE TRIMCA 1.0 SE

1.084 GUIA ESPECIAL TMM- ESC 80 UN

1.146 SEDE DE BERILIO- ESC CIL1, TODASDOCIL2E 3 10,0 UN

1.187 SUBSTITUIR SEDE 10,0 SE

1.282 NITROGEMIO PARA SEDES 10,0 UN

1.186 RETIFICADE SEDE 16,0 SE

1.1B8  RETIFICA DE WALVULA 80 SE

1.165 PLAINA FACE 1.0 SE

1.815 RETRABALHO CAMARA CHC 1.0 MO

1752 REFAZER CAMAL DE ORING 4,0 SE

1.142  VEDADOR TMM 16,0 UM

1886 RETENTOR DO COMANDO 1.0 UN

1.247 MAQ DE OBRAREVISAD 168V 1.0 MO

1.858 SERVICO DE SOLDA- SOLDA ROSCADE VELA 20 SE

1.880 REFAZER ROSCADE VELA 20 SE

2071 VALVULATITANIO TMM- ESCAPE 80 UN

243 PARAFUSOALLEM 1/8° 4.0 UN

1.280 ROSCA HELICOIDE BMM 1,0 UN
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